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(54) Spésob odstrahovania taveniny z polovodiZového materidlu pri epitaxii z kvapalnej fézy

1

Vyndlez sa tyka sp8sobu odstrenovanis taveniny z polovodi&ového materidlu pri epitaxii
z kvepalnej fézy.

Odstranovanie taveniny z povrchu polovodi&ového materidlu sa doteraz robilo tymito postup-
mi: 1. Vlastnou véhou taveniny pri vysuvani polovodigového materiélu. V tomto pripade sa odstra-
" fiuje tavenina nedostatodne, lebo okrem vlastne] véhy nepdsobi na nu Ziadna iné sile.
2. Méchanicky; Ked tekuté tavenina sa odstrafuje grafitovou dostiZkou, ktoré sa posive po po-
vrechu slebo tesne nad povrchom polovodidove] do3tiky. Tento postup mé nedostatok v tom, %e pri
mechanickom odstranovani taveniny z povrchu polovodidového materidlu sa nedostéva hrana do3tid-
ky ods@raﬁujdcej taveninu do dostatodného styku s jej povrchom, lebo povrch polovodidového ma-
teridlu byva niekedy nerovny, a preto na nej zanechéva zbytky taveniny. Okrem toho dochédza
pri ich tesnom styku k mechanickému podkodeniu polovodiZového materidlu. 3. Odstredivou silou.
Pri tomto postupe sa polovodifovy materisdl aj s taveninou uvedie do rota&ného pohybu a vznik-
nuts odstredivé sila vytldda taveninu z povrchu polovodiéového materidlu. Nedostatkom tohto
postupu je, Ze zariadenie je kon3truk&ne komplikované, tavenina sa odstranuje hlavne pri &le-
nitejsom povrchu polovodiZového materidlu po gastiach a malé kvapdlky taveniny sa ods tranuju
taZko.

Vy33ie uvedené nedostatky sa odstranujui spésobom podla vynédlezu.

Podstata vynélezu spodiva v tom, Ze na vysivaJjici sa polovodigovy materidl z taveniny sa
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pbsobf vibréciami o frekvencii 10 a% 150 000 Hz.

Spésobom podla vyndlezu sa dosshuje dokbnaleJéie oddelovanie taveniny z povrchu polo=-
vodiového materidlu ako u doteraz poufivanych postupov a suZasne je jednoduchsf ako odstre-

divy sp8sob.

Na pripojenom vykrese Jje znézornené epitaxné zariadenie vyufivajice sp8sob podla vynd-

lezu,.

Zeriedenie na prevédzanie tohto sp8sobu sa sklédé z kremennej asmpule 1, z vyhrevného
vinutia 2, z grafitovej néddobky 3, z taveniny 4, z nosnej ty&ky 2; z vibrédtora 6, z vibruji-
ceJ nosnej tytky 7, z driiaks polovodigového materidlu 8 a z polovodifového materidlu v tva-
re okrihlej do¥ti&ky 9e

Priklad 1

V asmpule z kremennéhb skla 1, okolo ktore] Je navinuté vyhrevnéd 3pirdla 2, Jje umiestnend
grafitbvé nédoba 3 o priemere 60 mm, v ktorej je tavenina o obsshu 90 % véh. india & 10 % véh,
indium-sntimonidu. Doteraz popisané &asti sﬁ‘nepohyblivé. Pomocou nosnej ty¥ky 5, na ktorej
Je upevneny vibrétov 6, sa do taveniny velivaji a8 z nej vysivaju vibrujice &asti: vibrujica
nosné ty¥ka 7, drZiak polovodidovej doétiéky 8 a polovodifové do¥tiZka 9. Pracovny priestor
je preplachlovany &istym vodikom. Po vyhriatf taveniny na teplotu 270 °C sa pohyblivy siel,
skladajici sa z nosnej ty¢ky 5, 2 vibrujicej nosnej tydky 1, z vibrdtora 6, z drZiake p010vo-'
d;éového materidlu 8 a z polovodiéového materidlu 3, veunie do tgveniny tak, aby sa polovodi-
govy materisdl o priemere 20 mm uplne ponoril do taveniny 4. Poas chladnutia taveniny 4
z 270 °C na 260 % nafasté na polovodifovom materidli 9 indium-antimonidové epitaxnd vratva
o hribke asi 30 um. Po dosishnuti tep;oty 260 °C sa zapne vibrétor 6, ktory cez vibrujicu
noend tysku 7 e driiak polovodi¥ového materidlu 8 uvedie do kmitavého pohybu polovodiZovy
materiél 9. Pri vysivani polovodi¥ového materidlu 9 z taveniny, uvedeny kmitevy pohyb spdso-
buje lepi¥ie oddelovania taveniny 4 od polovodifovej dostiZky 9. PouZitéd vibradné frekvencie
bole 450 Hz., Prikon privédzany na elektromagneticky‘vibrétor 6 bol 30 W,

Priklad 2

Podobne sko v priklade 1 bolo pouZité to isté zariadenie na vytvorepie vretiev gédlia-
arzénu pri pouiiti~taveniny o zloieni 3,6 g gélia a 0,13 g gélia-arf¥nu pri pouZitej teplote
750 °C s ochladenim na 740 % a pri pouziti vibra&nych frekvencifi 8500 Hz a 90 000 Hz.

9pdsob podla vynélezu je moZno pouZit vo vietkych pripadoch, v ktorych sa vyskytuju
problémy s odstranovanim kvapalnej taveniny z povrchu polovodiZového materidlu.
PREDMET VYNALEZU

Spésob odsgraﬁovania taveniny z polovodidového materidlu pri epitexii z kvepalnej fézy
vyznadujici sa tym, %e na vysivajici sa polovodidovy materidl z taveniny sa p8sobf vibréciami
o frekvencii 10 a% 150 000 Hz.

1 vykres
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